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另一个方法就是用二种合适的氧化物膜料按一定的比例混合
,

从而取得所需的稳定折射

率值
。

这种斜入射时的单波长消偏振减反膜
,

主要应用于使用激光的光学 系 统 中
,

例 如
,

以

H e 一

N e激光管为光源的激光干涉系统中
,

置于 4 5
。

位置的分光板
,

其后表面就需要涂制此类

减反膜
,

以减少由于杂光 引起的条纹
。

而就常

间
,

因此本文就以入射角功
。

( 4 5
。

时进行论述

用光学系统而言
,

入射角一般均在 o 。

~ 45
。

之
。 ‘

文献〔4 〕介绍了一种斜入射双层消偏振减反

膜的设计
,

它先确定基片及二层薄膜 的折射率
,

然后通过调节膜层的厚度来达到 g 一 1处消偏

振 的结果
,

而准确的层厚还需通过大量计算后
,

才能确定
。

因此它没有本文所提出的方法来

得简捷
、

直观
。

文献〔5 〕介绍了在高折射率基片锗上镀制透明双层膜
,

能得到斜入射时全折

射的方法
。

虽然它能在入射角功
。 =

45
。

时
,

得到 R , = R
: 二 0的最理想情况

,

但对于折射 率 在

1
.

46 ~ 1
.

63 之间的常用基片
,

若按文献〔5〕所述的 (1 0) 式
、

(9) 式求得的二层薄膜 的折射

率值
,

在目前现有的薄膜材料中很难找到
,

所 以从工艺角度来讲
,

也难实施
。

从图 4
、

5
、

6 中
,

我们还可以看到在入射角 45
。

时
,

尽管基片折射率不同 (即分 别 为

1
.

5 1 6
、

1
.

46
、

1
.

63 ) 但按 (17 ) 式给出的选择条件设计的减反膜
,

其P分量 的 反 射 率
,

在

凌。o n m 一7 0 0 n m 整个光谱区域内均《。
.

3 %
,

这相当于对于P分量来讲是一个宽带减反膜
,

我

们认为在某
一

些光学系统中
,

还是有借鉴作用的
。
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简 饭礼

公司将销售可调谐金绿宝石激光器

Jo h n
W

a

川
n g ,

这种金绿宝石激光器的合作者 (见 19 8 2年 2 月 L a s e r F o 。 u s P
.

4 5
.

)

将在 19 8 8年开始提供商品型号
。

W
a ll in g 在新泽西州沃伦的光世纪股份有限公司

,

在 1 9 8 8年

1 月的O
一

E / L A S E会议上展示了一台样机
。

它以 20 H z 频率发射 IJ
、

1 00 卜s 的脉 冲
,

调谐 范

围从了20
”m 到 8 0Qn m

,

并能Q开关放大峰值功率
。

光世纪
_

公司是美国第二家出售这类固 体 激

光器的公司
,

这家公司正在发展一种N d
:
B E L 器件

。
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